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摘要(译)

本发明公开了一种阵列基板及制作方法、显示面板及驱动方法，用以提
高现有技术中液晶显示面板的对比度。所述阵列基板包括第一钝化层和
用于施加偏置电压的偏置电极；其中，所述第一钝化层位于所述数据线
的上方；所述偏置电极位于所述第一钝化层上方，且所述偏置电极的覆
盖区域与所述数据线的覆盖区域重叠。所述显示面板工作时，在偏置电
极上方位置形成暗区，使非显示区域的液晶处于常黑的工作状态，从而
达到阻止漏光现象的产生，提高液晶显示面板的对比度的目的。
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